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RESOLUCION RECTORAL DE 16 DE JULIO DE 2010 DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
MADRID, POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJUDICACION DE BECAS DEL PROGRAMA
FUNDACION VODAFONE, DESTINADAS A ESTUDIANTES DE UPM PARA CURSAR ESTUDIOS
EN UNIVERSIDADES DE EEUU Y CANADA DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2010/2011

Por Resolucion Rectoral del 14 de junio de 2010 se efectuéd la convocatoria del Programa de Becas
Fundacion Vodafone Espafia para EEUU y Canadé durante el curso académico 2010-201 1,

VISTA la Propuesta formulada por la Comisién de Seleccion en su sesion del 12 de julio de 2010,

RESULTANDO que en dicha propuesta se incluyen a los 5 alumnos que luego se indican para cursar
estudios de afio completo y a los 3 alumnos de Proyecto Fin de Carrera , condicionada Ia
adjudicacion de estas becas a la aceptacion de los estudiantes en distintas universidades de los
Estados Unidos de América y Canadé (punto 5.2.d de las bases de la convocatoria de becas),

CONSIDERANDO que es facultad del Rector sancionar la propuesta y ordenar su publicacion en ia
pagina web de la UPM,

ESTE RECTORADO HA RESUELTO:
PRIMERO. Adjudicar 5 becas para curso completo de 3.600 € y 3 becas para Proyecto Fin de Carrera

de 2.400 € cada una para los siguientes estudiantes, proponiéndose una lista de reserva para cubrir
las suplencias que pudieran originarse:

Tabia 1. PROPUESTA DE BECARIOS

.Eurso completo (estancia minima: 9 meses)
ETS!

1 [Pefialva Zambrano, Jorge Migue! Telecomunicacion  Jlllinois institute of Technology
ETSI

2 |Romén de Aragén, Guillermo Telecomunicacién  |lllincis Institute of Technology
ETSI

3 {Hernandez Munuera, Juan Carlos Telecomunicacion  |lliinois Institute of Technology

4 [Vazquez Yeves, Miguel Angel ETSI Aeronduticos  [University of lllinois at Urbana-Champaign
Facultad de

5 |Sanchez Gémez, Carlos informatica lllinois Institute of Technology

PFC (estancia minima: 6 meses) _

1 [Carrero Gonzalez, Carlos ETSI Aeronduticos  |Instituto de Tecnologia de Massachusetts
ETSI

2 |Panera Ferndndez, Gonzalo Telecomunicacién  [lllinois Institute of Technology

3 |Rubio Hervas, Jaime ETSI Aeronduticos  [Embry Riddle Aeronautical University




Tabia 2. SUPLENTES

ellidos- Nombre, estudiants
Curso completo {estancia minima: 9 meses)

1 {Palau Montava, Sandra ETS Arquitectura linois Institute of Technology
ETSITelecomunicaci

2 {De Arcos Rodriguez,José Fernando  {6n lllinois institute of Technology
ETSiTelecomunicaci

3 |Bartolomé Herrnaz ,Pablo 4n llinois tnstitute of Technology

4 |Eleta Mogollén,Blanca ETS Arquitectura New Jersey Institute of Technology

Cuervo-Arango Gonzalez-

5 |Blanch,Miguel ETS Arquitectura lllinois Institute of Technology

P_FC (estancia minima: 6 meses) _

1 jGonzélez Gallego, Isidro ETS! Industriales Ninois Institute of Technology

2 |Perez Miguel,José ETS! Industriales lllinois Institute of Technology

3 |Martin Gil,Luis Facultad Informatica |lllinois Institute of Technology

SEGUNDO. Los beneficiarios de becas para curso completo deberan permanecer en la universidad
de destino un minimo de nueve meses y los de proyecto fin de carrera, seis meses.

Contra la presente Resolucién, que pone fin a la via administrativa, podran los interesados interponer
recurso potestativo de reposicién ante este Rectorado, en el plazo de un mes desde el dia siguiente
al de su publicacién en la pagina web de la UPM, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos
meses desde el dia siguiente a dicha publicacion.

Madrid, & 16 de julio de 2010




